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La presente invencién se refiere a un nuevo tipo

de cilindro o enmmse para gas a alta presidn, de aplicacibdn
especialmente para el llenado del mismo con gases criogéni
cos licuados que, por evaporacibén, dan lugar a gas encerra-
do a alta presidn,

Los métodos empleados de ordinario para encerrar
gas a presién superior a la atmbsferica en envases conoci-
dos, comprenden las operaciones de bombear el gas, a través
de valvulas de llenado de tipo convencional, al inbterior de
dichos cilindros hasta alcanzar la presién deseada. Estos
métodos exigen la generacibén de considerables presiones de
gas, operacibén costosa en cuento a energia puesta en juego
¥y complejidad de la instalacién.

Otro procedimiento ubtilizado es el de llenar el -~
cilindro con gases producidos y almacenados en estado licug
do. Este método también presenta un grave inconveniente y
€s que se precisa una energia adicionai para evaporar el -
gas antes de la compresidn.

El objeto de esta invencidén -es eliminar esbtos in-
convenientes consiguiendo un cilindro tal ‘que pueda cargar-
se de gas licuado con una cantidad deverminada, hacer hermé
tico el cilindro y dotar a éste de medios adecuados para -
permitir que el gas licuado se evapore en el recipiente hag
ta alcanzar la presién deseada. Con ello se habrén resuelto
los dos problemas que afectaban a los procedimientos ante-
riores: el considerable costo del llenado mediante bombeo
de gas a alta presidn y el ahorro de energia adicional de
evaporacidén de gas licuado.

A tal £in el c¢ilindro de gas gue es objeto de es-

ta patenbte va a tener la siguiente disposicidn estructural:
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a) un envase cilindrico de gruesa pared rematado en su par-
te superior por un cuello en que se acoplari una vilvula -
apropiada de llenado y vaciado, b) una vasija interior al

cilindro, que va & recibir el gas licusdo y ocuya misién va

a ser la de almacenarlo y aislarlo de la pared exberior del

cilindro, ¢) un cuello roscado en la parte superior del ci-

lindro que va a recibir la vAlvula citada y que, ademis, en|
su parte inferior preéenta una exbtensién que le une a la va
sija interior ya citada, en cuya extensién esti situado al
menos un orificio de proyeccidn radial a través del cual -
puede fluir el gas dentro y fuera del resto de la vasija -
interior, d) una sexién cilindrica inferior, estrecha inte
rir a la vasija citada en b), gue mantiene a ésta pues esté
unida a la misma por sus partes superior e inferior. Esta
seccidn cilindrica estrecha presenta, ademis una serie de -
orificios de pequefio tamafio, de modo que la misibén de la -
seccidén es la de permitir el paso del gas licuado desde la
valvula de llenado hasta la vasija interior y, reversible-.
mente, permitir el paso de gas generado en la vasija al rg%
to de la cavidad intermedia entre la vasija y la pared ex-
terior del cilindro.

A fin de facilitar la comprensidén de esta exposi-
cibén, se acompafia plano referente a la invencién en que se
ha representado una vista en alzado seccionado del cilindro
para gas que es objeto de la patente de invencidn.

Obsérvese como la gruesa pared lateral 1, consti-
tuyente principal del cilindro presenta en su porcién supe;
rior un cuello roscado 2, preparado para recibir una vAalvu-
la de llenado y dosificacién de salida de gas. El cuello cj

tado presenta, como se ha anticipado, una extensibén infe~
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rior 3 que estd unida a la vasija interna 4.

En la extensibén 3 se situa al menos un orificio -
5 de proyeceién radial, por el que puede fluir el gas den-
tro y fuera de la vasija 4.

Ia seccibén cilindrica 6, interior a la vasija &,
presenta una serie de orificios 7 de pequeiio tamafio, cuya '
finalidad es la de permitir el paso del gas licuado desde
la vdlvula de llenado al interior de la vasija & v la de -
permitir el paso de gas generado en dicha vasija 4 a la ca-
vidad 8, intermedia entre el gas licuado y la pared exte-
rior del cilindro 1. |

Ia actuacién del clllndro de gas es tal que, ume-
alante la valvula que se\acopla al cuello roscado 2, se ha
ce pasar gas licuado a través de la seccibn 6 y de los ori-
ficios 7 hasta la vasija 4 donde se almacena hasba el nivel
éel orificio 5, que corresponde a una cantidad predeterming)
da de gas licuado. .

Despues del llenado, se produce en la vasija 4 -
una generacidén esponténea de gas que, reversiblemente pasa
a través de los orificios 7 y de la seccién 6 hasta llegar
a la abertura 5, desde donde pasa a la cavidad intermedia
8 donde se va almacenando, ganando presidn, hasta que ésta
iguala la tensidn de vapor del gas criogénico licuado.

A medida que el gas es exbtraido del cilindro me-
diante la v&lvula acoplada en 2, la presidén en la cavidad
8 bajard, con lo que se producird una nueva evaporacidn de .
gas licuado en la cavidad 4 hasta alcangar la presién de -
equilibrio del sistema.

La vasija interlor 4 es de maberial plegable y sc

inserta a través del orificio de entrada del cilindro. Ade-
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nds, estd adaptada para ser unida a dicho orificio de entra

da para retencidn en el cilindro.
En resimen, la patente de invencidn que se solici
ta deberd recaer sobre las siguientes:

BEIVINDICACIONES

l.~ Un cilindro de gas, adaptado para ser llenadé
cargando gas licuado al mismo y permitilendo que se evapore,
caracterizado esenbiaimente por el hecho de que se dispone
una vasija interior en el cil;ndro de gas que recibe el gas
licuado cargado al mismo a través de un orificio de entrada
respectivé Y, por ende, aisla esencialmente dicho gas licua)
do de las paredes delicilinaro,'estando provista dicha vasi]
Ja interior de un dispositivo de salida correspondiente que
permite el paso éel gas al inberior del resto de la cavidad
cilindrica cuando tiene lugar la evaporacién del gas licua-
do.

2.-Un d.lindro de gas, segun reivindicacién 1, ca-
racterizado por el hecho de que la vasija interior estd -
constituida por wna extensidén descendente de un cuello del
cilindro y una de obtro modo cerrada vasija receptora de gas
licuado en cuyo interior'desembooa la extensibn, estando -
provista dicha extensién de, al menos, un orificio de pro-
yeceidn radial a través del cual puede fluir el gas dentro
y fuera del resto de la awidad cilindrica.

3.~ Un cilindro de gas, segln reivindicacibn 22,
caracterizado por el hecho de que el orificio u orificios
de la extensidén se hallan dispuestos a tal nivel que la ca-
pacidad de la vasija inbterior hasta dicho nivel es igual a
una cantidad predeterminada de gas licuado susceptible de -

ser cargada al cilindro.
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4.~ Un cilindro de gas, segfin reivindicacién i,

caracterizado por el hecho de que la vasija interior es ple

gable para insercidén a través del orificio de enbrada al cil
lindro y se halla adapbada para ser unida a dicho orificio
de entrada para retencibén en el cilindro.

5.~ Se reivindica por dltimo, como objeto sobre
el que ha de recaer la patente de invencidn que se solici-~
ta: UN CIIINDRO DE GAS,

Todo conforme queda descrito y'reivindicado en la
presente Memoria descriptiva, que consta de seis péginas me
canografiédas y dibujos que se acompaiian.

. Madrid, 16 de marzo 1.972

: BERNARDO/ UNGRTIA
! . popé
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